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Sintese e Caracterizacao de Nanomateriais para Aplicacoes Fotocataliticas
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derivados do petroleo como
desenvolvimento de
metodologias sustentdveis para a transformagao destes
compostos. Em particular, o tolueno ¢ um composto proveniente
da manufatura da gasolina e os seus derivados sao de grande
interesse para a industria farmacéutica, alimenticia ¢ cosmética,
como € o caso do benzaldeido.!- 2 Neste contexto, a reacdo de
oxidacdo ¢ uma das principais etapas para ativagao desses
compostos ¢ a fotocatalise pode ser uma alternativa mteressante
para este processo. Dentre os semicondutores estudados, o
nitreto de carbono (C;N,) € um dos materials promissores, pois
apresenta um valor adequado de band gap (2,7 e€V) para a
fotocatalise.” Neste trabalho, sintetizou-se nanoparticulas de

A crescente utilizacido de
combustivels gera a necessidade do

RuPd suportadas em C;N, e testou-se a atividade fotocatalitica
do sistema na oxidacao de tolueno e alcool benzilico sob
condicoes amenas de reacao.
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Esquema 1. Metodologia utilizada para a sintese € aplicacdao dos materiais.

Para a caracterizagdio do C;N, for realizada andlise de
infravermelho, onde se observou os sinais caracteristicos de
triazina na regidao de 800 cm!, além de vibragGes de grupos
como NH, em 3085 cm™ e C-N na regido de 1225-1500 cm.
Analises de microscopia eletronica de transmissio do material
RuPd/C;N, confirmaram a presenca das nanoparticulas de RuPd
dispersas no nitreto de carbono. O sistema fotocatalitico
contendo RuPd/C;N, foi utilizado para promover a oxidagao de
tolueno e alcool benzilico em acetonitrila a 25 °C na presenca de
radiacdo UV-Vis (lampada de Xe operando a 240 W). Os
resultados mostram que a oxidagdo de tolueno formou
benzaldeido (5%) e alcool benzilico (21%) apos 24 h, enquanto
que a reac¢do utilizando alcool benzilico como substrato formou
6% de benzaldeido apos 3 h (Figuras 1 e 2). Estudos da
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Figura 1. Cromatografia gasosa da rea¢do de oxidagdo de tolueno
fotocatalisada por RuPd/C;N, apos 24 h a 25 °C.
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Figura 2. Cromatografia gasosa da reacdo de oxidacao de alcool
benzilico fotocatalisada por RuPd/C;N, apds 3 h a 25 °C.

Neste trabalho fo1 desenvolvida a sintese de nanoparticulas de
RuPd suportadas em C;N,. O material obtido fo1 caracterizado
por IV e MET, onde constatou-se a formag¢ao do produto
desejado. Os testes fotocataliticos demonstraram que o material
fo1 capaz de promover a reagao de oxidagao de tolueno e alcool
benzilico a 25 °C, sugerindo que o sistema fotocatalitico
proposto ¢ uma altermativa promissora para a oxidagcao de
moléculas organicas via fotocatalise.
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literatura sugerem que essa reacdo apresenta melhores

conversdes quando submetida a maiores temperaturas,® 6’ 0 |

indicando que o sistema proposto pode apresentar resultados — gi&':#gde QCNPq
ainda mais interessantes ao utilizar temperaturas mais elevadas. UFRGS UFRGS FA PERGS sy L.
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